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摘要(译)

提供一种激光照射装置和利用该装置制造有机发光显示器的方法。激光
照射装置包括：激光发生器；位于激光发生器的下面并具有用于改变激
光束传播路径的装置的掩膜；和投影透镜。制造有机发光显示器的方
法，包括：使用激光照射装置在供体衬底的照射区域的边缘上照射高强
度激光束，以便在衬底上形成有机层图案。低强度激光束能进行转移处
理以提高激光束效率。此外，能够降低有机层上的损坏和提高转移的有
机层图案的质量。
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